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【57】申請專利範圍
1.　一種氫氧基磷灰石的製備方法，係包含以下步驟：酸溶一大理石污泥獲得一鈣源萃取
液；將該鈣源萃取液與一磷酸氫二銨依據鈣磷莫耳比值為 1的比例混合，獲得一前驅物
溶液；以及調整該前驅物溶液為 pH9至 pH12，以 100℃至 200℃進行水熱反應 6至 10
小時，獲得一氫氧基磷灰石。

2.　如申請專利範圍第 1項所述之製備方法，其中該水熱反應於 150℃至 200℃的溫度下進
行。

3.　如申請專利範圍第 1項所述之製備方法，其中以 X光螢光分析儀測得該大理石污泥中氧
化鈣約佔總化學組成的 70以上。

4.　如申請專利範圍第 1項所述之製備方法，其中該鈣源萃取液的鈣濃度為 1.2mol/L至
2.0mol/L。

5.　如申請專利範圍第 1項所述之製備方法，其中該大理石污泥為大理石加工過程產生之碎
板或泥漿。

6.　一種氫氧基磷灰石，以申請專利範圍第 1項至第 5項任一項所述之方法製成，該氫氧基
磷灰石的比表面積介於 100至 150m2/g。

7.　如申請專利範圍第 6項所述之氫氧基磷灰石，其中該氫氧基磷灰石的孔隙體積介於 0.35
至 0.5cm3/g。

8.　如申請專利範圍第 6項所述之氫氧基磷灰石，其中該氫氧基磷灰石的平均孔徑介於 8至
15奈米。

圖式簡單說明

圖 1是氫氧基磷灰石的製備方法流程圖。
圖 2是 X-ray粉末繞射儀分析大理石污泥之晶相物種之結果圖。
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圖 3是大理石污泥水熱合成氫氧基磷灰石之 XRD分析圖，圖 3之(A)、(B)、(C)部分分別
是水熱溫度於 120℃、150℃、180℃之樣品。
圖 4是大理石污泥水熱合成氫氧基磷灰石之 FTIR分析圖，圖 4之(A)、(B)、(C)部分分別

是水熱溫度於 120℃、150℃、180℃之樣品。
圖 5是本發明氫氧基磷灰石之吸附動力曲線圖，圖 5之(A)、(B)、(C)部分分別是以大理

石污泥為鈣質來源，鈣磷莫耳比為 1，水熱溫度為 120℃、150℃及 180℃所合成之氫氧基磷
灰石。

圖 6是本發明氫氧基磷灰石之去除率曲線圖，圖 6之(A)、(B)、(C)部分分別是以大理石
污泥為鈣質來源，鈣磷莫耳比為 1，水熱溫度為 120℃、150℃及 180℃所合成之氫氧基磷灰
石。

圖 7是本發明氫氧基磷灰石之掃描式電子顯微鏡圖。
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